
Somentor™ 流体根据Good Manufacturing Practices 

(GMP) 生产制造，符合FDA 第21 章178.3910 (a) 和(b) 项

规定1

为了配制和优化满足每个轧机运行需求的轧油，Somentor™ 

流体通常会与添加剂混合，包括美孚™ 威柔™ 系列轧制油添

加剂。 

Somentor™ 各牌号产品可直接从埃克森美孚销售代表 

处购买，或通过我们具备当地储存能力的区域分销商网 

络直接购买。

Somentor™流体，铝轧制油应用的理想之选

埃克森美孚的Somentor™碳氢流体符合

铝工业的安全和性能标准要求，在过去30多年来得到了广泛应用。

主要特点

退火性能得到改进，从而降低了产

品报废的可能性

Somentor™ 流体 
亚太地区

适用于生产食品包装

芳烃含量非常低

低气味

1 本手册并非针对监管要求的官方资料。有关合规声明，请联系客户服务。 如需其他信息，请联系您的销售代表。



从我们已推出的Somentor™ 系列轧制油中选择适合需求的产品。
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注：上表所示重要数值可能因测试方法中规定的要求而异。

主要销售规格 检测方法
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43
单位

芳烃含量（不高于） AMS 140.31 0.5 0.3 0.5 0.5 2 wt%

闪点（不低于） ASTM D93 75 88 101 105 129 °C

馏程 

初馏点（不低于）  

干点（不低于- 不高于）  

终馏点（不高于）

ASTM D86
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250

217
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°C

°C

°C

°C

更多详情，请访问: 
exxonmobilchemical.com.cn/metalworking
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Somentor 31

•	 粘度低，非常适合用于铝箔轧制或用作双层铝箔的分离油

•	 馏程典型值窄，在加工过程中可保持更一致的粘度

Somentor 32 S

•	 特别适合用作超高纯度铝箔轧制的基础油

•	 馏程极窄，可减少蒸发并保持一致黏度，在辊缝处维持稳定

的运行条件

Somentor 34, Somentor 35 和Somentor 43

•	 •粘度较高

•	 •馏程独特，可满足铝板轧机的需求

•	 •闪点高，可适应铝板轧制固有的极端运行条件， 降低了断

带时起火的风险

•	 •高分子量和热容量，可提高清洁/传热效率

https://www.exxonmobilchemical.com/en/
https://www.exxonmobilchemical.com/en/solutions-by-industry/industrial-applications/metal-working
https://www.exxonmobilchemical.com.cn/zh-cn/solutions-by-industry/industrial-applications/metalworking

